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Abstract (en)
A stream of technical grade gas is fed to a column operated with a counter-current recycle flow to produce a higher purity, liquid intermediate product
which is run to storage. The stored intermediate is then re-run to the column to produce a high purity product. A stream of technical grade gas
(11), in particular nitrogen, hydrogen or argon, is fed to a column operated with a counter-current recycle flow to produce a higher purity, liquid
intermediate product which is run to storage (3). The stored intermediate (3) is re-run to the column to produce a high purity product. An Independent
claim is also included for a device to perform the process.

Abstract (de)
Das Verfahren und die Vorrichtung dienen zur Herstellung eines hoch reinen Produkts (28, 36) aus einer Einsatzfraktion (11), die aus einer
weniger reinen Luftkomponente, insbesondere Stickstoff, Sauerstoff oder Argon, mittlerer Reinheit besteht, mit zwei Betriebsphasen. In einer
ersten Betriebsphase wird ein Strom der Einsatzfraktion (11) in flüssiger Form in eine Trennsäule (1) eingeleitet; in der Trennsäule (1) wird
mittels Gegenstrom-Stoffaustausch ein flüssiges Zwischenprodukt erzeugt, das eine höhere Reinheit als die Einsatzfraktion (11) aufweist; das
Zwischenprodukt (24, 26) wird aus der Trennsäule (1) abgezogen und in einen ersten Flüssigspeicher (3) eingeführt. In einer zweiten Betriebsphase
wird ein Strom des Zwischenprodukts aus dem ersten Flüssigspeicher (3) in die Trennsäule (1) eingeleitet, mittels Gegenstrom-Stoffaustausch in der
Trennsäule (1) hoch reines Produkt erzeugt, das eine höhere Reinheit als das Zwischenprodukt aufweist, und das hoch reine Produkt (24, 28) aus
der Trennsäule (1) abgezogen. <IMAGE>
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